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TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”

FLOW PRO Compare Data Report Pg 1
Ho Oparator Customar Mzx CFM Rwg CPM
1 ETUMFF CAREEJOTE FAEIOD FROZ 157,;5 143, 2

CRAFICO DE FLIND - CAEEQOTE ZOV S5C - TUORED DE FISTA TOP -
TESTE DE EECAFE A Za".

2 ETUMFF CREE(OTE FREIO FROZ 27,2 187,4
CRAFICO DE FLIND — CRAEECOTE 20V 5C - TURED DE FISTA TOF -
TESTE DE ADMISSAD R ZB".

CCEFM
Lift Ro. 1 RBo. 2
2,00 57,0 &0,7
4,00 104,2 116,8
&, 00 142, 6 163,7
8,00 168,8 209,5
10,00 188, 9 226,5
12,00 197,5 227,2
Average: 143,2 167, 4
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GRAFICOS DE FLUXO A 28»

Flow Pro Graph
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Int/Exh Awg CFM Time Test MNo.

Exhanst 1a3, 2 0309 1754

GRAFICO DE FLUXO — CABECOTE 20V 5C - TURBD DE PISTA TOF -
TESTE DE ESCAPE A 28=.

Intake 167, 4 10:07 1755
GRAFICO DE FLUXO - CABEGOTE 20V 5C - TURBD DE PISTA TOP
TESTE DE ADMISSEO A 28@=.

GRAFICO DE FLUXD - CABECOTE 20V 5C - TURED DE PISTA TOP - TESTE DE ADMISSAC E ESCAPE A 28
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TABELA COM DADOS DO COMANDO

LIFT DOR. CEEN CLOSE ARER
Lobe E2a = ===== ====== —-——————-—— —os———————— ——————
Centerline 112,00 BTIDC 0,15 268,05 67,32 BBDC 20,72 ATDC 933,4
050 Life C/L 111,96 BTDC g,51 256,70 &0, 74 BEDC 15,595 ATDC g3l1.8
Runout 0,0640 1,27 241,12 52,43 BEDC 8,89 ATDC 923,8
Peak Open Acc. 0,0205< Z,54 220,99 47,14 BBDC 1,15 BTIDC 903,35
Peak Wose Acc. —0,007242 2,81 202,04 32,59 BEDC 10,55 BIDC 72,1
Peak Close Acc. 0,02141 5,08 182,353 22,82 BEDC 20,25 BIDC 27,4
Life @ TDC 2,385 6,35 161,51 12,29 BEDC 30,78 BIDC TEE, 0
Valwe Lash 0,250 7,62 138,11 a,58 BEDC 42,47 BIDC &082,.8
Lobe Separation  ————— 8,85 110,63 13,15 ABDC 56,22 BIDC 567,8

10,16 74,08 31,35 ABDC 74,57 BIDC 291.8

11,4200 ——— PEAK CAM LIFT —-—

11,1800 ——— PEAF VALVE LIEFT ——

C:\Cam Fro Plus'\CEP\COMANDO J3IFT LE6V\J3ET.CEP

LIFT DOR . OFEN CLOSE ARER
Lobe IZa === == Soooss Sooso—————— mmmm——————s e
Centerline 112,00 ATDC 0,15 274,78 23,592 BIDC 70,86 ABDC 951,89
050 Life C/L 111,75 ATDC 0,51 2&1,83 14, 65 BIDC 63,18 ABDC 945,.8
Runout 0,06840 1,27 245,38 11,00 BIDC 54,38 ABDC 942,17
Peak Open Acc. 0,02225 2,54 224,66 0,759 BIDC 23,87 ABDC 23,1
Peak Mose Acc. —0,00698 2,81 205,45 8,83 ATDC 34,28 ABDC 892,7
Peak Closes Acc. 0,02079 5,08 185,80 14,71 ATDC 24,51 ABDC 828,9
Lifs @ TDC 2,644 6,35 164,35 29,33 ATDC 13,88 ABDC TAA,1
Valwe Lash 0,200 7,62 140,88 41,20 ATDC 2,08 ABDC 697, 6
Lobe Separation  ————- 8,89 112,899 55,17 ATDC 11,83 BEDC 5859,9

10,16 76,13 73,52 ATDC 30,35 BBEDC 213,86

11,4080 —-——— PEAFK CAM LIFT —-

11,2090 —— PEAE VALVE LIFT ——

DADOT COMANDD J3IFT
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GRAFICOS DO COMANDO

Cam Pro Plus Graph
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(8,00 )

. 8,60

Cliente: JOAO PAULO
Material: TITANIO DLC

Travas: ( )3 Travas

Programa CNC:

MEDIDA DAS VALVULAS

5

BYTuUMPF
CABEGCOTES

(X)1 Trava

Responsdvel Téc.: Anderson

Quantidade: 10

Cavidade:

()Sim (X) Néo

Data: 29/04/2025
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Cliente: JOAO PAULO
Material: TITANIO DLC

Travas: ( )3 Travas

Programa CNC:

- (8,00 ) CABECOTES

o

<

[e0)
o
N
o2}
o
i

B (0750) o

1 L

N -

(X)1 Trava

Responsavel Téc.: Anderson
Quantidade: 10

Cavidade: () Sim (X ) Ndo
Data: 29/04/2025



CHECK LIST

CLIENTE: JOAO PAULO - 0.518150

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA |1 2 3 4 5 6 7 8
VALVS.

ADM 0,25 0,25 0,25 0,25 - - - -

ESC 0,30 0,30 0,30 0,30 - - - -
CARGA |1 2 3 4 5 6 7 8
MOLAS

ADM 138/245 | 138/245 | 138/245 | 138/245 | - - - -

ESC 138/245 | 138/245 | 138/245 | 138/245 | - - - -
VED. 1 2 3 4 5 6 7 8
SEDES

ADM Vv Vv Vv Vv - - - -

ESC Vv Vv Vv Vv - - - -

OBS: VEDAGAO OK VOLUME CAMARA: 47,4 CC
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ORCAMENTO

'r"
Es SYUMPF

STUMPF

TelFax: (45999480123
RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL | FR

CABECOTES  cep:ssstseno CNP.J: 33826228000194
E-mail: caheouteastumpf@mail.m

i ORCAMENTO M® 18.150
Data: 09/08/2024 0S:  44.465.157.186
Cliente: JOAD PAULO RAMALHO CAETAND
CPRCHPJ: 002308 541-01 Fone: (DB5)0668-005 Fone 2
Enda?g;o:
Vieiculio: Placa:

DESCRICAO DAS PECAS E/OU SERVICOS

Cod.  Descrigio Cuant. UM
1.252 BANHO QUIMICD 1.0 SE
1.268 MATERIAL DE LIMPEZA 1.0 SE
1.188 RETIFICADE SEDE 20,0 SE
1.202  SOLDA GALERIA DE AGUA 1.0 SE
1.150  VEDADOR SMM 20,0 UM
1.837 TRAVADE VALVULA DE ACO HASTE BMM 40,0 UN
241 BUCHAREFORCO APOIO DO PRISIOMEIRD 12,0 UN
1.084 GUIA BMM 20,0 UN
1.187  SUBSTITUIR SEDE 20,0 SE
1.283  NITROGEMIO PARA SEDES 20,0 UN
1.146 SEDE DE BERILIO 20,0 UN
2255 TUCHOD 35MM COM DLC 20,0 UM
1443  COMANDO EIXO BRUTO 20 UN
1.034 FPRATO DE TITANIO H2 20,0 UN
1.271  CALCO DE MOLAEM ACO 20,0 UN
1.21% MAOC DE OBRA RETRABALHO 20V 1.0 MO
1111 KMOLALONGA 20,0 UN
1.161 FLAINA FACE 1.0 SE
1.808 PLAINALATERAL 20V 20 SE
1.821 ACABAMENTO DIMPLE - 200 1.0 SE
2070 WALVULA TITANID 8MM DLC 10,0 UM
2385 WALVULA TITAMIO 8MM DLC 10,0 UM
1260 MANDRILHAR MAMCAIS 20V 1.0 SE
2130 HNIPLE 10AM 3.0 UN
1485 ENGREMAGEM COM REGULAGEM 168V 2,0 UN
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